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~ 2 -  REF: Hoe 78/K 051

El invento se refiere s un procedimiento para re~

velar planchas para impresién fotosensibles expuestas foto-

. y
graficamente, dotadas de un substrato de aluminio oxidado

anddicamente y de una capa fobosensible, que contiene una

" o-naftvoquinondiazida y una resina soluble en &lcali.

Planchas para impresibdn del tipo mencionado se sue
len revelar generalmente con soluciones alcalinas acuosas,
preferiblemente soluciones de sales tampda, con lo qQue se
disuelven en el revelador'las zonas expuestas de la capa.

. “En la solicitud de patente alemana publicada n@
2.507.503 se describe una solucidén de boratos y de cationes

metdlicos monovalentes para el revelado de capas que sirven

~ como capas foto-resistentes. Como material de subsirato sze

indica cobre.

Para el revelado de planchas para la impresidn pla

‘na dotadas de substratos de aluminio, se emplean preponde-

rantemente soluciones de fosfatos alcalinos o silicatos al-
c#lihos, tal como se desprenée de la patente alemana no
1.200.133. |
Pafa el revelado de placas fotoendurecibles, o gea

de trabajo negativo, en especial a base de iminoquinoudianv
zidas, se déscribe_en.la patente alemana n2 1.193.%66 una
solucidn acuosa alealina correspondiente, que contiene adi-
c¢ionalmente deterﬁinados cationes metdlicos polivalentes y
evéétualmente un formador de complejos. La ventaja de tales
reveladores radica en un menor ataque a la plantilla foto-
gréfica fotoendurecida. Como material de substrato para las
capas que han de ser reveladas, se indica aluminio metalico
cinc y hoja de papel. f ,

. En la patente alemana n? 2.027.467 se describe fi-~

y
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citado en Ultimo lugar, destinadas al revelado de capas fo-
»

se manifiesta nada sobre un efecto especial de la =zclucidn

- tivamente del pH de la solucidn reveladora, de la tempera-

nalmente la utilizacidn de soluciones reveladoras del tipo

topolimerizables expuestas, que estin aplicadas sobre subs-
tratos distintos, entre otros sobre aluminio, que eventual-

mente puede estar oxidado anbdicamente. A este respecto no

en determinados substratos.

Los reveladores citados al principio, conoéidos
para‘el revelado de capas positivas, se utilizaban’fambién
pars ias planchas para impresidén plana sobre aluminio oxi-
dado anddicamente como substrato, empleadas frecuéntemente
en el Gltimo tiempo y preferidas debido a su alto‘rendimieg
to de impresibdn. A este respecto se producian osciléciones
en la calidad ¥y en las tiradas obtenidas con #aleshplanchas
oscilaciones que por lo pronto no podian ser explicadas.

En la’investigacién de este problema se descubrid
entonces que tales oscilaciones se debian, al menos en par-
te, a que los reveladores empleados atacan y destruyen en
parte la capa de 6xido generada por via anddica. Este fend-

meno depende por ley natural de la concentracidn o respec-

tq;a del revelador y de la duracidn del revelado. Ahora
bien, se comprobd asimismo que el ataque del 6xido se pone
especialmente de manifiesto cuando la capa de béxido se so-
meﬁ%, antes de aplicarse la capa fotosensible, a un trata-
miento previo, por ejemplo, con &dcidos vinilforfénicos o
polivinilfosféricos. |

El invento se propuso ofrecer un procedimiento de
rgveiado para planchas'fotosensibles para la impresibén, do-

tadas de un substrato de aluminio anodizado y una capa fo-
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'procedimlento en el que las 20088 expuestag de la cana se

racterizado por el hecho de que el revelado se lleva a cabo

en presencia de un compuesto ionizable de un elemento de log

tosensible que coatiene una o-naftoquinondiazida y una re-
sina goluble en Alcali, en el que la capa de dxido produci-
da anddicamente se veé abacada de forma menos fuerte, y de-
bido a ello se garantice una tirada relativamente grande.

: El invento-pa;te de un procedimiento para el veve-
1ado;de planchas para impresidén fotosensibles y expuestas
fothréficamente, dotadas de un substrato de aluminio oxida

do anbddicamente, y de una capa fotosensible que centiene

una o~naftoquxnond1azzda 7 una resina soluble en &lgelij

eliminan medisnte lavado con una solucidén de revelador alcal
lina acuosa.

El procedimiento de acuerdo con el inventc estd ca-

grupos principaies II 6 IITI, o bien del grupo secundario
III del Sistema Periddico.

El procedimiento puéde ser puesto en préctica de
manera especialmente senci11; vy ventajosa, si para ello se
agrega el compuesto ionizable a la solucidn reveladora.

Ahora bien, es posible asimismo que el compuesto
ionizable sea ya desde un principio parte componente de la
plancha fotosensible para la impresidén y esté dispuesto de
tal modo en ella, que durante el revelado se disuelva al me
noéiparcialmente en el revelador. A este respecto, el com-
puesto puede estar contenido, o bien en la capa fotosensi-
ble, o bien en una capa separada, que puede estar dispuesta
encima o debajo de la capa fotosensible. Una forma conveniea
te de reglizacidn consiste, por eaemplo, en que dicho com=-

puesto se aplique a la vez que se lleva a cabo ¢l tratamien

[T PR R S
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* solucidn reveladora se emplean con preferencia sales bxidos

to previo antes mencionado de la capa de &xido con un &cido
vinilfosfénico.

81 el compues;o eg una parte componente de la‘plan—
cha para impresidn, puede estar contenido en ella, por re=-
gla general, en cantidades de 0,01 & 6, preferibleméﬁte
0,1 a3 g/mg. A este respecto se emplean, por regla generall
en una capa inferior cantidades menores que en la capa fo-
tosensible 0 en una capa de cubierta.

Si se agrega el cympuesto a la solucidn reveladora,
ésta‘déberia éontener aproximadamente 0,001 a 0,5 % en pe-
80, con preferencia 0,01.a 0, 3 % en peso del compuesto ion
zable. , |

La solubilidad de los compuestos debe ser por lo
menos suficiente para conseguir la concentracién deseada

en las soluciones correspondientes. Como adicidn paras la

o hidrbéxidos hidrosolubles. Como sales ionizables son apro-
piados en especial halogenurgs, sulfatos, nitratos, formia
tos, acetatos, propionatos, maleatos, lactatos, levulina-
tos, malonatos, adipatos o fumaratos. En especial son pre-
feribles los compuestos ioﬁizables del caleio, estroncio o
bario.

Para elevar la solubilidad de los compuestos ioni-
zables, se le puede agregar a la solucidén una .cantidad pe-
quedia de un formador de complejos, por ejemplo, de un com-
puesto orgénico capaz de formar con los cationes correspon-
dientes un compuesto quelato con anillo de 5 6 6 eslabones.

Fbrmadores de complejos adecuados son &cidos hidro-
xicarboxilicos, écidos.aminocarboxilicos, compuestos poli-

carbonilicos enolizables, compuestos de nitrdgeno con con-

-

[ add
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~ Plos de tales formadores de complejos vienen indicados en

~ el wvalor pH de la solucidn oscile en la gama comprendida

- drosolubles para aumentar la viscosidad, por ejemplo, poli-

| preferentemente tan solo agua. Ahora blen, es posible agred

"por el procedimiento de acuerdo con el invento, conbienen

tenido de grupos hidroxilos o carboxilos, y fenoles. Ejem-

la patente alemansa n9’1.193.566.

Parte componente principal de la solucidn acuosa de
revelado son, de la manera conocida, sustancias dé accidn
alcalina, tales como &lcalis inorganicos u orgénicoé, débi-
les o fuertes, por ejemplo, sales alcalinas de &cidos débi-
les o medianamente fuertes, tales como vidrio soluble, me-
tasilicato sddico, fosfayo sb6dico o potasico secundarioc o
terciéfio; bases tales como hidrdxido sbédico o potdsico,
dietilamina, etanolamina.o trietanolamina. Estos compuestod
alcalinos se emplean eventualmente en una mezcla en la que

ejerzan efecto tampdén. Su cantidad se calcula de modc que

entre aproximadamente 10,5 y 14, con preferencia entre 12
¥y 13,5. Son especialmentevventajosos los silicatos alcali-
nos hidrosolubles. '

Ias soluciones de rgvelado pueden contener ademls
compuestos ionogéneos o no ibnogéneqs tensioactivos, agen-

tes asntiespumantes y compuestos de alto peso molecular hi-

glicoles, polialcohol de vinilo o éter de celulosa.

Ia solucidén de revelado contiene como disolvente

4 : :
gar en cantidades pequeiflas, es decir, de hasta aproximada-
mente 5 % en peso, de disolventes orglnicos miscibles con
agua.

Los materiales de copiar que han de ser revelados

¢

como sustancias fotosensibles o-naftoquinondiazidas, en es-
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. zados que contienen grupos carboxilicos. Son preferibles

‘nio por via mecénica, quimica o electrolitica. Ia snodiza-

- Acido vinilfosfénico, en especial 4cido polivinilfosfénico,

i
N
pecial los ésteres o amidas de Acido naftoquinon-(1,2)-dia-
zido=-(2)-sulfdnico. las capas fotosensibles contienen ade-
mds resinas solubles en 4lcall, por ejemplo, resinas fenb-

licas, polimerizados mixtos de Acido acrilico o metacrili-

co, polimerizados mixtos de &cido maléico y otros polimeri-

las resinas fendlicas, en especial, novolacas.

Otras partes componentes posibles de la c@p&iéon )
caentidades pequeﬁas de resinas no solubles en élcali; colo-
rantes; plastificantes, agentes mejoradores de la adheren-
cia v obros aditbivos usuales. ‘ ;

Como substrato para la capa se emplea aluminio por-
tador de una capa porosa de 6xido generada por via anbdica.

Antes de la anodizacidn es conveniente asperizar el alumi-

cibn se efectlla de la manera conocida, por ejemplo, en fci-
do sulfdrico o fosférico, con preferencia en condiciones
tales, que se obtenga una capa de 6xido con un peso de capa
de aproximadamente 0,5 a 10 g/ma. El grueso de la capa de
éxido depende en cada caso del fin deseado de utilizacidn.
Gracias el cuidadoso procedimiento de revelado de acuerdo
con el invento resulta posible emplear gruesos menores de
la capa de &xido, ¥ ahorrar con ello tiempo y gastos.
Resulta ventajoso someter la capa de Oxido, antes
de‘éer aplicada la'capa fotosensible, a un tratamiento pre-

vio para'la mejora de la hidrofilia, por ejemplo, con un

tal como se describe, por ejemplo, en la patente alemana ne

1.621.478.

Mediante el invento se consigue que en ¢l revelado
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del material de copiar descrito sea atacada la capa de bxi~

do en medida considerablemente menor que cuando se emplean |
. .

soluciones de revelado o materiales de copiar por lo demis

iguales, que no contengan los compuestos ionizables descri-

| tos mis arriba. Esta ventaja se pone de manifiesto especial]

mente en substratos para capas, cuya capa de dxido ha sido
tratada previamente de la manera que ha sido indicada. El
procedimiento es aplicable con ventaja especial en‘el.reve-
lado en dispositivoé de revelado aubométicos, en lcs que
no es boéible-un tratamiento con intensidad distinta de
puntos mayores exentos de imagen, y puntos con mayor subri-
cién de imagen. También se pone aqui especialmente de mani-
fiesto la ventaja de que el xevelddor se mantiene durante
més tiempo listo para el uso, puesto que se vé impurificadd
en menor medida por el 6xido.de'aluminio eliminado por ero-
sidn.

El invénto serd explicado a base de los ejemplos si-

guientes, en los que partes en peso (p.e.p) y partes en vo-

lumen (p.e.v.) estin en-la relacidn de entre g y c.c. Los

tantos por ciento son tantos por ciento en peso, siempre
que no se indique lo contrario.

Ejemplo 1
Se disuelven

0,76 p.e.p. del producto de la esterificacidn de 1 mol de

4

2y3,4-trihidroxi-benzofenona y 3 moles de clo-
ruro del &cido naftoquinon-(1,2)-diazid-(2)-5-

sulfdnico,

0,58 p.e.p. del producto de la esterificacidn de 1 mol de

2,2'7dihid;oxi-dinaftil—(l,l')—metano ¥ 2 moles

" de cloruro del &cido naftoquinon-(l,2)-diazid-
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5,85 p.e.p. de una novolaca de cresol-formadehido con un

.neciendo sobre el Substrato de la capa los puntos de imagen

(2)~5-sulfénico,
0,19 p.e;p. de clorurp del 4cido naftoquinon~-(1,2)~-diazid~
(2)-4-sulf§nico,
f punto de reblandecimlento de 105 - 1200 C,
0, Od p.e.p. de violeta cristal .
en una mezcla de disolventes a base de
JO p.e.p. de éter etilenglicolmonometilico,
50 p.e.p. de tetrahidrofurano,
lolp.e.p. de butilacetato. )
Con esta solucibédn se recubre una plancha de aiumi-

nio asperizada por via electrolitica y anodizada, con un

()

peso de bxido de 3,20 g/mz. El subetrato de aluminio anodiz
do fué trafado, con anterioridad a la aplicacién de la capa
copliativa fotosgnsible, con una solucidn acuosa de Acido
polivinilfosfénico, obteniéndose un peso de la capa de
0,02 g/mg.

El material presensibilizado asi obtenido fué eipgg

1]

to fotogrdficamente debajo de un modelo positivo transpa-

rente, y a continuacidn se reveld con la solucildn siguientel:

0,58 p.e.p. de hidrbxido sddico,
4;86 p.e.p. de mefaéilicato sbdico . 9 agua,
%?00 p.e.p. de poliglicol 200,
0,20 p.e.p. de sulfato de aluminio,
100,00 p.€.p. de agua desalinizada totalmente.
Debido al revelado se eliminan las partes de la ca-

pa copiativa que han sido descompuestas por la luz, perma-

no expuestoé a la luz, obteniéndose la plantillh (positiva)

.
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' se pone finalmente de manifiesto un ataque del dxido en ung

-10 -

&e impresidéa correspondiente al modelo. Con el molde de im-
presién asi obtenido se pueden producir en una méquina
offset unas 200.000 i;presiénes irreprochables.

El comportamiento distinto de este revelador con
respecto a un revelador por lo demés igual, si bien sin la
adicidn del sulfato de aluminio, se pone especialmente de
manifiesto, si la plancha fotosensible de impresidén obbteni-
da conforme al ejemplo 1 se somete, después de la exposi-
cién fotogréf;ca, durante tiempos diferentes a las dos so-
1ucionés de revelado. Si.el molde de impresida expuesto fo-
tograficamente se trata en un aparato basculante con la so-
lucidn de revelado sin adicidn del compuesto de alumiaio,

a aﬁroximadamente 230 C, se comprueba ya al cabo de 5 minu-
tos un ataﬁue del dxido en punbos discretos de la superfi-

cie del substrato exenta de imagen. Después de 10 minutos

gran superficie, aclaréndose la superficie del 6xido, que
primitivamente aparecia griég del substrato anocdizado en

los puﬁtos exentos de imagen; quedando recubierta con una
capa blanca.

Si, por el contrario, se trata el molde de impre-
sién expuesto fotogréficaménte, en las mismas condiciones
de ensayo, con la solucidn de revelado indicada mds arriba,
0 sea, en presencia de iones de<aluminio, no'se puede com-
probar en los puntos exentos de imagen nada mis que un ata-
que muy pequefio del éxido, incluso al cabo de 20 minutos de
actuacidn.

Ejemplo 2
Una plancha pafa imprimir obtenida como en el ejem-|

plo 1 se revela, después de.la exposicidn fotogréfica deba-
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Jo de una dispositiva, de la manera conocida con una solu-
gién de la composiciéﬁ siguiente:

7,20 p.e.p. de metasilicato sddico . 9 agua,

0,02 p.e.p. de la sal sbdica de un éster sulffirico de al-

cohol graso-éter poliglicdlico, '
0,01 p.e.p. de un agente antiespumante usual en eitdomer-
o cio ("antifoam 60), |

0,03 p.e.p. de hidrbéxido de estroncio,

0,06 p.e.p. de &cido levulinico, _
92,68 f;é.p. de agua desalinizada totalmente.

Con el molde de imprenta asl obtenido se pueden pro-—
ducir.en una miquina offset unas 250.000 impresiones irre-
prochables.

Después de actuar este revelador duran%e 15 minutos
a 230 ¢ sobre la plancha para imprimir expuesta, n6 s€ com-
prueba ninguna ‘erosién del bxido. Si, en cambio, la solu-
cibén de revelado indicada mis arriba no contiene iones de
eétroncio, entonces resulta,_en condiciones de ensayo com-
parables, una erosibn fuerte‘del dxido (aproximedamente 44
% en peso) en los puntos exentos de imagen. Es notable ade-
més el ataque de la plantilla de imprimir, que resulta vi=-
sible de manera egpecialmente llamativa en los llamados me-
dios tonos de una cufia escalonada de medios tonos, expuesta)
al mismo tiempo. En cambio no se observa ya este ataque en
1a‘%uﬁa escalonada en présencia de los iones de estroncio
agregados al revelador de acuerdo con el invento.

Ejemplo 3
Una plancha para imprimir obtenida como en el ejem-
plo 1 se revela,vdespués de expuesta fotogrificamente deba-

jo de una dlapositiva, con una solucidn que contiene:
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¥y 1,5 p.e.p. de una solucidn de

36 p.e.p. de metasilicato sbdico . 9 150,
0,1 p.e.p. del agente humecta-nte anidnico indicado en
el ejéhplo 2,
0,05 p.eq§.de un agente antiespumante,

4ol p.e.p. de agua desalinizada totalmente

1,0 g de &cido levulinico y
0,5 g de hidr6xido de calcio, en
15 c.c.'de agua.
Corresponde ésto & un contenido de unos 3,5 mg de Ca*t en
100 c.c. de solucibén de revelador.
' Ie hidrofilia del fondo del molde de impresidn asi
obtenido en la mAguina de imprimir, es excelente.

8i la plancha para imprimir, o bien el:material del
substrato no sensibilizado se baila durante 15 minutos en
la solucidén reveladora indicada mds arriba, no se produce
ninguna modificacidn visible de la superficie del aluminio.

' Una solucibn de revelado correspondiente, sin ia
adicién de los iones de~Ca++; origina en cambio en el mis-
mo tiempo, como consecuencia de ataque quimico, una capa
blanca gredosa sobre la superficie del aluminio.

En los ejemplos 4 a 7 siguientes se procede de mane-
ré correspondiente a los ejemplos 1 y 2, y después de expue
tas y reveladas las planchas fotosensiblesApara imprimir
obtgnidas, se obtienen resultédos similares. Para los ejem-
plos siguientes se dan por lo ténto tinicamente, siempre que
sean precisas, las recetas de las sbluciones de recubrimien
to, la naturaleza del substrato anodizado émpleado ¥ la com

L
posicidn de la sqlucién de revelado correspondiente.

Ejemplo 4 o ‘

(9]
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4 Ejemplo 5

‘rizada por via electrolitica ¥y anodizada conforme al ejem~

-13 -~
!
i
Un molde de imprenta obtenido como en el ejemplo 1
se revela de la manera conocida, una vez expuesto fotogréi-
ficamente debajo de u;a diapositiva, con una solucidn de 1a
composicibn siguiente: .
4,5 p.e.p. de metasilicato sbdico . 9 Hao,
0,5 p.e.p. de hidréxido sbdico,
0,5 p.e.p. de bxido de boro-ILI,

95,0 p.e.p. de agua desalinizada tbtalmente.

" Para la preparacidn de la solucibn de recubrimiento
se disuelven
1,20 p.e.p. del producto de la esterificacdn de 1 mol
- del éster ebtoxietilico del éci@o 4 4-pig-
(4-hidroxifenil)-n-valérico y 2 moles de clo
ruro de Acido naftoquinon-(l,2)-diazid-(2)-
'5-gulfénico, ' ' _
6?00 p.e.p. de la novolaca descrita en el ejemplo 1,
0,19 p.e.p. de cloruro de &cido naftoquinon-(1,2)-diazid
(2)~4-sulfénico,
0,07 p.e.p. de violéta cristal
en una mezcla de disolventes a base de
:go p.e.p. de etilenglicolmonometiléter y
50 p.e.p. de'tetrahidrofurano.

Con esta solucidn se recubre una plancha de aluminio aspe-

plo 1. Después de expuesto fotograficamente debajo de una
diapositiva, se revela el molde de imprenta con un revela-
dor de la composicidn siguiente:

2,50 p.e.p. de hidréiido sbdico,

22,5 p.e.p. de metasilicato sbdico . 9 20,
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1,0 p.e.p. de Acido levulinico,

0,25 p.e.p. de cloruro de bario,

L 3y
475 ,00 p.e.p. de agua desalinizada totalmente.

Ejemplo 6

Para la preparacidn de la solucidn de recubrimiento

. se disuelven

1,00 p.e.p. del égter U (o jf ~dimetil-benzil)-fenilico
del Acido naftoquindn-(1,2)-diazid~(2)-4~
§ sulfdnico,
0,49 p.e.p..del producto de la esterificacidn des i mol
de 2,2°-dihidroxi-dinaftil~-(1,1")-metano y
. .1 mol de cloruro. de 4cido naftoquinon-(1,2)
diazid-(2)-5-sulfénico,
0,21 p.e.p. de cloruro de Acido naftoqﬁinoé-(l,z)—diazid
(2)~4-sulfdnico
0,07 p.e.p. de base de violeta cristal,
5,80 p.e.p. de la novolaca indicada en el ejemplo 1 en
una mezcia de disolventes a base de
35 p.e.p. de etilenglicolmonometiléter,
45 p.e.p. de tetrsehidrofurano,
10 p.e.p. de butilacetato.
Con esta solucién se recubre una plancha de aluminio aspe-
rizada por via electrolitica y anodizada, con un peso de
bxido de 3,30 g/ma. Después de expuesto fotogrificamente de
bajo de una dispositiva, el molde de imprenta se revela con
un revelador de la composicidn siguiente:
2,90 p.e.p. de hidréxido sddico,
24,25 p.e.p. de metasilicato sbdico . 9 agua,
5,00 p.e.p. de poliélicol 200,

0,50 p.e.p. de cloruro de estroncio . & agus,
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1,00 p.e.p. de Acido levulinico,
495,00 p.e.p. de agua desalinizada totalmente.
Ejemplo 7 ’

Una plancha para imprimlr obtenida como en el ejem-
plo 1 se revela, después de expuesfa fotograficamente deba-
jo de una diapositiva, con una solucidn ﬁe la compééiéién
siguiente: | _ |

7,20 p.e.p. de metasilicato sbdico . 9 agua
‘,0,02 p.e.p. del agente humectante aniénico indicedo en
' el ejemplo 2, '
0,01 p.e.p. de un agente antiespumante,
0,20 p.e.p. de cloruro de.lantano,
92,60 p.e.p. de agua>desa1inizada totalmenﬁe.
Ejemplo 8 -

Une. plancha para imprimir de aluminio, asperisada
' por via electroquimica anodizada y provista de la misma ca-
pa fotosensible que en el ejemplo 6, se revela, después de
expuesta debajo de una pelicqla positiva, en una miquina de
revelar usual en el comercio. En las dos cubetas de revela-
do se encuentran 15 y 5 litros respectivamente, de la solu-
cién de mls abajo. En la dltima cubeta estd contenida una
solucién al 1 % de Acido fosférico en agua desalinizada to-
talmente. Las solucionés se pulverizan mediante toberas so-
bre la plancha de imprimir que ha de ser revelada, y son
tra%egadas continuamente por bombas.

Solucibn de revelado:

0,58 p.e.p. de hidrodxido sédico,
4,86 p.e.p. de metasilicato sbddico . 9 agua,
1,00 p.e.p. de poliglicol 200,

0,007 p.e.p. de cloruro de estroncio . 6 aguay
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100,00 p.e.p. de agua desalinizada totalmente,

Mediante el reYelado se obtiene un molde de imprenta
correspondieate al modelo. El peso del 4xido de la plancha
de aluminio para imprimir primitiva -todavia sin revelar-
asciende a 2,74 g/ma. Después de una pasada a traﬁés de la
miquina asciende el peso del &xido en'los puntos exentos

de imagen a 2,52 g/m2 = 92 %, y después de % pasadas, toda-

es sustancialmente mis alta. Al cabo de 3 pasadas por la mé
quina se obtienen planchas para imprimir, gque Gnicauwente
tienen ya 60 a 55 % dellpeso primitivo del éxido.
Ejemplo 9
A Se disuelven
0,75 p.e.p. del producto de la esterificacidn de
1 mol de 2,3,4=trihidroxi-benzofenona y
% moles de cloruro de 4cido naftoquinon—(i,2)~
diazid~-(2)-5-sulfdnico,
0,58 p.e.p. del producto de la esterificacién de
1 mol de 2,2 -dihidroxi-dinaftil-(1,1")-metano ¥
2 moles de cloruro.ae 4cido naftoquinon-(1,2)~
_ ) diazid—(é)-5~sulf6nico,
0,18 p.e.p. de cloruro de &cido naftoquinon-(1,2)-diazid-
(2)~lt=sulfénico,
S,Bé p.¢.p. de la novolaca de cresol-formaldehido indicada
en el ejemplo 1,
5,00 p.e.p. de cloruro de estroncio (con 6 moles de agua),y
0,07 p.e.p. de violeta'cristal |
en una mezcla deldisol%entes a base de

40 p.e.p. de etilenglicolmonometiléter, ‘
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50 p.e.p. de tebrahidrofurano, y
10 p.e.p. de'butila?etato.

Con esta solucidn se recubre una plancha de aluminio
obtenida y tratada previamente como en el ejemplo 1.

El material presensibilizadb asi obtenido se expone
fotograficamente debajo de un modelo positivo transfarente,
Y a pontiﬁuacién se revela con la solucidn siguientéi
© 0,58 p.e.p. de hidréxido sédico, - R

4,85‘p.¢.p. de métasiliqato abdico . 9 agua,
l,OO'p;e.p, ae poliglicol 200.

100 p.€.D. de agua desalinizada totalmente.

' El comportamiento distinto de este revelador frente
a ;a plancha para imprimir asi obtenida, en cqmparacién con
una pianché para imprimir por lo de mis igual, éi bien sin
la adicidn de cloruro de estroncio .'6 agua, se pone clara-~
mente de manifiesto si las correspondientes planchas para
imprimir se gometen, después de expuestas fotogrificamente,
durante 5 a 10 minutos a la solucién de revelado. Mientras
en la plancha para imprimir exenta de la sal de estroncio
se puede compfobar al cabo de 10 minutos en la capa copia-~
tiva un fuerte ataque del 6xido y de la cape, no presenta
la plancha para imprimir con la capa copiativa dotada de
cloruro de estroncio ningln ataque del 6xido en los puntos
exe?tos de imaéen.

Una cepa copiativa de la composicion siguiente en
% en peso: '
10,16 p.e.p. del producto de la esterificacién de
1 mol de é,3,4—trihidroxi-ﬁenzofenona y

3 moles de cloruro de Acido naftoquinon-(1,2)
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diazid-(2)~-5-sulfénico,

7,86 p.e.p. del producto de la esterificacidn de

1 mol de 2 2'—d1h1droxi-d1naftll-(l 1" )-metano ¥

Y

2 moles de cloruro de &cido naftoquinon-(1,2)-
Vdiazid—(Z)—S-sulfénico, »
2,43 p.€.p. de cloruro de é&ido naftoquinon~(l,2)-aiézid~4—
sulfénico,
78,60 p.e.p. de la novolaca de cresol-formaldehido indicada
en'el éjemplo_i, N ' |
0,95 p:e;p. de violeta cristal
se aplica sobre un substrato de aluminio asperizado por via
electroquimica y anodizado, que previamente ha sido tratado

con una solucidn acuosa al 0,3 % de acido polivinilfosfoni-

~co. Sobre la capa copiativa se aplica entonces y se deja se

car una solucidn de
5,55 p.e.p. de polialcohol de vinilo (valor K: 8; 12%
de grupos residuales dé acetilo)
1,40 p.e.p. de polivinilpirrolidona,
0,07 p.e.p. poliglicoléter de aleohol graso,
5,00 p.e.p. de cloruro de estroncio . 6 agua,
en 88,00 p.e.p. de agua de salinizada totalmente.

_ El material presensibilizado asi.obtenido se expone
fotograficamente debajb de un modelo positivo transparente,
Y a continuacién se revela con el mismo revelador que en el
ejeéplo 9. |

El comportamiento distinto de estas planchas para
imprimir, dotadas de una capa cubriente con contenido de und
sal de estroncio, en comparacidn con una plancha para impri
mir correspondiente, siﬁ contenido de sal de estroncio, se

pone de manifiesto especialmente, si las dos plaunchas para

»

3
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i
imprimir se bafan durante 10 - 15 minutos en el revelador.
Ya al cabo de 10 minutos de tratamiento, la plancha para
. . >
imprimir exenta de estroncio presents un marcado atague del
oxido, mientras que la plancha para imprimir con la capa
cubriente con contenido de entroncio se encuentra toéavia

irreprochable, incluso después de 15 minutos de tratﬁmiento

con el revelador.

Ejemplo 11

Una plancha de-aluﬁinio asperizada por via electro-
quimica y anodizada se tréta durante un minuto, a 60°C, con
una solucidn acuosa de
5,0 % en peso de cloruro de estroncio . 6 agua, y
0,3 % en pesé de &cido poliviﬁilfosfénico. :
El exceso se elimina con una rasqueta y después de seéar,
solucidn de ‘
0,75 p.e.p. del producto de la esterificacidn de
"1 mol de 2,3?4~trihidroxi-benzofenona y
3 moles de cioruro dg dcido naftoquinon—
(1,2)-diazid~(2)=5=~sulfbnico,
0,58 p.e.p. del producto de la esterificacidn de
1 mol de 2,2’~dihidroxi-dinaftil-(1,1’) me=-
tano y
2 moles de cloruro de &cido naftoquinon-

(1,2)-diazid-(2)-5-sulfénico,

1=

0,18 p.e.p.'de ¢loruro de Acido naftoquinon-(1,2)-diazi
(2)-4-sulfdnico

5,80 p.e.p. de la novolaca de cresol-formaldehido indi-
cada en el ejemplo 1, ¥

0,07 p.e.p. de violeta cristal
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en una mezcla de disolventes a base de
40 p.e.p. de etil?nglicolmonometiléter,
50 p.e.p. de tetrahidrofurano y
&10 p.e.p. de butilacetato,

Yy déspues se seca.

Ia plancha fotosensible para imprimir asi oﬂtenida
se éxpone fotogréficamente debajolde un modelo positivo
tradsparente, ¥ se revela con el revelador indicado en el
ejempl§'9. ‘ _

' Tncluso después de 15 minutos de actuacidn el reve.
lador, no se comprueba ataque del 6xido.en los puntﬁs'exen—
tos'de imagen. En camblo si se prepara uns plancha bara im-
primir correspondiente, en la que la mano preyia no contien
ninguﬁa sal de estroncio, se comprueba ya al cabo de 10 mi-
nutogs de actuacidn del mismo revelador un marcado ataque
del o6xido.

En resumen, la Patente de Invencidn que se solicita

deberd recaer sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para revelar planchas para la

impresidn fotosensibles expuestas fotogréficamente, dotadas

-de un substrato de aluminio oxidado anbédicamente y de una

capa fotosensible, que'contiene una o-naftoquinondiazida y
una resing soluble en 4lcali, procedimiento en el que las
zonas expuestas de la capa se eliminan mediante lavado con
una solucidn de revelador alcalina acuosa, caracterizado
porque el revelado se lleva a cabo en presencia de un com-
puesto ionizable de un elemento de los grupos principales
II 6 ITI, o del grupo éecuﬁdario III del Sistema Peribédico. |

2. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica~
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/
cibén 1, caracterizado porque el compﬁesto ionizable se agre
ga a la solucidn de revelador.

3. Uh‘proceéimiento de acuerdo con la reivindica-
cibn 1, caracterizado porque el compuesto ionizable es par-
te componente de la plancha fotoseﬁsible para imprimir, di-
solviéndose en el revelador durante el revelado. -

. 4, Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
cibn 3, caracterizado porque el compuesto ionizabléjéé par-
te componente de la capa fotosensible. .

' - 5. Uﬁ procedimiento de acuerdo con la reivindica-
cibén 3, caracterizado porque el compuesto ionizable esta
contenido en una capa situada encima o debajo de la capa fo
tosensible.

6. Un procedimiento de acuerdo con ia reiyindica-
cibn 2, caracterizado porque se emplea una solucidn de re-
velado que contiene 0,001 a 0,5 % en peso del compuesto
ionizable.

7. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
cién 1, caracterizado porque, como compuesto ionizable, se
utiliza un compuesto del calcio, del estroncio o del bario.

8. Un procedimiento de acuerdo con la reivindica-
cidn 1, caracterizado porque el compuesto ionizable se em-
plea en forma de sales, 6xidos o hidrdéxidos hidrosolubles.

9. TUn procedimiento de acuerdo con la reivindica-
cibn 1, caracterizado porque se emplea adicionalmente un col
puesto capaz de formar complejos con los cationes del com=-
puesto ionizable.

- 10. Un procedimiento de acuerdo con la reivindi-
cacibn 2, caracterizad& porque se emplea una solucidn de

revelado que tiene un valor pH de 10,5 a 14. .
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1ll. Un procedimiento de acuerdo con la reiviﬁdicaa
ciéq 1, caracterizado Porque la capa de Oxido del substrato,
generada por via anddica, ha sido tratada, con anterioridad
a la aplicacidn de la capa fobtosensible, con una solucidn
de &cido vinilfosfbénico o de écido'polivinilfosfénico.

12, TUn procedimiento de acuerdo con la reivindica-
¢idn 11, caracterizado porque la capa de dxido producida
por via anbdica se trata con una éolucién de cido vinilfosH
fénico o écido.polivinilqufénico, que oontienefadacional—
mente él‘compuesto ionizablg.

13, Se reivindica.por Gltimo como objeto schre el
kque ha de recaer la Patente de Invencidn que se soliciba:
UN PROCEDIMIENTO PARA REVELAR: PIANCHAS PARA LA‘IMPRESION F0
TOSENSIBLES EXPUESTAS FOTOGRAFICAMENTE.

Todo conforme queda descrito ¥ reivindicado en la
'presente memoria descripti#a_que consta de veintidos pagi-

nas mecanograficas.

nadrid, 10 agosto 1.979

BERNARDO UNGRIA
PeDe
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